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二段脱铜液还原结晶法脱砷新工艺 

郑雅杰，崔 涛，彭映林 

(中南大学 冶金科学与工程学院，长沙  410083) 

摘 要：对铜电解液脱砷方法进行研究，提出以二段脱铜液为原料，采用 SO2 还原结晶法脱砷新工艺。在二段脱 

铜液中通入 SO2，将其中的 As(Ⅴ)还原成 As(Ⅲ)，还原后的溶液通过蒸发结晶析出 As2O3，达到二段脱铜液脱砷 

的目的。结果表明：当 As(Ⅴ)浓度为 12.41 g/L、H2SO4 浓度为 253.00 g/L、反应温度为 60℃时，向二段脱铜液中 

通入 SO2  90 min后静置 90 min，二段脱铜液中 As(Ⅴ)的还原率达到 94.54%。还原后的溶液进行蒸发结晶，当蒸 

发前与结晶后的体积比(V0:V1)为 3.5 时，砷的脱除率达到 91.33%，结晶产物为 As2O3。与传统脱砷工艺相比，新 

工艺具有操作简单、成本低廉及砷的脱除效果明显等优势。 
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New process of arsenic removal from second stage decopperizing 
electrolyte by reduction and crystallization 

ZHENG Yajie, CUI Tao, PENG Yinglin 

(School of Metallurgical Science and Engineering, Central South University, Changsha 410083, China) 

Abstract: The process of arsenic removal from copper electrolyte was studied. A new process for the removal of arsenic 
from the second stage decopperizing electrolyte by reducing with SO2, and the following crystallization was proposed. As 
(Ⅴ)  in  the  second  stage  decopperizing  electrolyte  was  reduced  to  As  (Ⅲ)  with  SO2.  As2O3  was  produced  from  the 
reduced  solution  by  the  evaporation  and  crystallization.  The  purpose  of  arsenic  removal  from  the  second  stage 
decopperizing electrolyte was achieved in  the  experimental. The  results  show that  the reduction  rate of As(Ⅴ) reaches 
94.54%  under  the  conditions  of  As(Ⅴ)  concentration  of  12.41  g/L,  H2SO4  concentration  of  253.00  g/L,  reaction 
temperature of 60 ℃,  the  aeration time of SO2  of 90 min and  standing time of 90 min. The removal rate of  arsenic  is 
91.33% when the volume ratio of  the reduced solution to  the crystallized solution  is 3.5. The crystallized products are 
As2O3. Compared with the conventional process of the arsenic removal from copper electrolyte, the new process has the 
advantages of simple operation, low cost and high removal rate of arsenic. 
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铜电解过程中，阳极铜所含的有害杂质砷除 
20%~40%进入阳极泥外，其余部分则进入电解液。随 

着电解作业的进行，电解液中的砷与锑、铋、铁和镍 

等杂质逐渐积累，它们不仅会在阴极上沉积，而且会 

形成漂浮阳极泥，影响阴极铜质量。因此，必须对电 

解液进行净化，使有害杂质砷等降至允许浓度以下， 

以确保阴极铜的质量 [1] 。在传统除砷方法电积法 [2] 中， 

砷与铜一起在阴极上形成黑铜粉而析出，但该方法能 

耗高、易产生剧毒气体砷化氢，且造成砷在铜冶炼体 

系中的闭路循环。为此，许多新方法如萃取法 [3−4] 、离 

子交换法 [5] 、吸附法 [6−7] 和化学沉淀法 [8−10] 等被提出， 

但这些方法因为其本身的缺点，难以应用于大规模的 
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工业生产。 

铜电解液中的砷主要以 As(Ⅴ)的形态存在，其在 

溶液中的溶解度很大， 而 As(Ⅲ)的溶解度则相对较小， 
LINDROOS 和 VIRTANEN [11] 提出了一种通过  SO2 还 

原法使高酸铜电解液中的 As(Ⅴ)还原而生成 As2O3 的 

方法，此法对于铜电解液中砷的脱除效果很好，但其 

生产条件较为苛刻，能耗和对设备的要求都较高。陈 

永康 [12] 对铜电解液还原净化脱砷工艺进行了研究，并 

提出了以 KI为催化剂使用 SO2 还原铜电解液中的砷， 

该方法可以在较为温和的条件下脱除铜电解液中的砷 

等多种杂质，不足之处在于在铜电解液中引入了卤素 

离子，对电解液形成新的污染。本文作者在研究  SO2 

还原 As(Ⅴ)反应原理以及砷在酸性溶液中溶解规律的 

基础上，提出以铜电解液净化过程中产生的二段脱铜 

液为原料、通入  SO2 气体将溶液中的  As(Ⅴ)还原成 
As(Ⅲ)，再通过蒸发结晶脱除砷的方法，使得溶液中 

砷的脱除率达到 90%以上，为铜电解体系中有害元素 

砷的去除提供了一种简单而有效的新方法。 

1  实验 

1.1  实验步骤 

取一定体积的二段脱铜液置于三颈瓶中，二段脱 

铜液成分如表 1 所列。启动搅拌，在电热套中加热到 

一定温度后通入 SO2 气体，通气结束后将三颈瓶密闭 

并保温一定时间使溶液中的 As(Ⅴ)充分还原。还原后 

的溶液， 在烧杯中加热并搅拌蒸发掉一定量的水分后， 

在  15  ℃下进行冷却结晶，结晶后的溶液过滤得到 
As2O3 晶体和净化后溶液。根据上述实验步骤，其工 

艺流程如图 1所示。 

表 1  二段脱铜液成分 

Table  1  Composition  of  second  stage  decopperizing 

electrolyte (g∙L −1 ) 

Cu  As  Sb  Ni  H2SO4 

1.08  12.41  0.52  10.46  253 

图 1  还原结晶法脱砷工艺流程图 

Fig.  1  Flow  sheet  of  arsenic  removal  by  reduction  and 

crystallization method 

1.2  分析与检测 

实验采用硫酸铈−溴酸钾滴定法分析As(Ⅲ)浓度； 

采用电感耦合等离子光谱仪(Intrepid II XSP)分析 Cu、 
As、Sb、Bi 和 Ni 等的浓度；采用 X 荧光分析(XRF) 
仪分析结晶产物成分；采用 X 衍射(XRD)仪分析结晶 

产物物相。 

采用式(1)计算 As(Ⅴ)的还原率(ω)： 

0 1 0 0 

1 2 
V V 

V 
ρ ρ 

ρ 
ω 

− 
= ×100%                                            (1) 

式中：ρ0 表示溶液总砷浓度(g/L)；ρ1 和 ρ2 分别表示还 

原前后溶液中 As(Ⅲ)的浓度(g/L)； V0 和 V1 分别表示溶 

液还原前后的体积(L)。 

2  结果与讨论 

2.1  静置时间对 As(Ⅴ)还原率的影响 

取二段脱铜液 300 mL，当反应温度为 60 ℃、通 

气时间为 30 min、SO2 流量为 200 mL/min时，通气结 

束后将三颈瓶在电热套中保温静置，静置时间对 
As(Ⅴ)还原率的影响如图 2所示。 

图 2  静置时间对 As(Ⅴ)还原率的影响 

Fig. 2  Influence of standing time on reduction rate of As (Ⅴ) 

由图 2 可知：通入 SO2 气体后，随着静置时间的 

延长，As(Ⅴ)的还原率增加。当静置时间从 0 延长至 
180  min  时，As(Ⅴ)的还原率从  50.79%增加至 
94.54%。通入 SO2 气体后，增加反应时间有利于反应 

的充分进行，当静置时间达到 90 min后；继续延长静 

置时间 As(Ⅴ)的还原率无明显变化。因此，适宜的静 

置时间选取 90 min，此时 As(Ⅴ)的还原率为 89.65%。
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2.2  通气时间对 As(Ⅴ)还原率的影响 

其他条件不变，当静置反应时间为 90 min 时，通 

气时间对 As(Ⅴ)还原率的影响如图 3所示。 

图 3  通气时间对 As(Ⅴ)还原率的影响 

Fig. 3  Influence of aeration time on reduction rate of As (Ⅴ) 

由图 3可知： 随着通气时间的延长，As(Ⅴ)的还 

原率增加；当通气时间由 10  min延长至 90  min 时， 
As(Ⅴ)的还原率从  75.39%增加至  94.54%。随着通气 

时间的延长，溶液中溶解的 SO2 的量增加，同时通气 

时间的延长也增加了 SO2 与 As(Ⅴ)的反应时间，使反 

应进行得更彻底。 当通气时间延长到 90 min时， As(Ⅴ) 
的还原率高达 94.54%；继续延长通气时间，As(Ⅴ)的 

还原率增加不明显。因此，适宜的通气时间为  90 
min，其 As(Ⅴ)的还原率为 94.54%。 

2.3  SO2 流量对 As(Ⅴ)还原率的影响 

其他条件不变，当通气时间为 90 min 时，SO2 流 

量对 As(Ⅴ)还原率的影响如图 4所示。 

由图  4  可知：SO2 流量的变化对溶液中  As(Ⅴ) 
还原率没有显著的影响。当气流量从 60 mL/min 增加 

至  300  mL/min 时，As(Ⅴ)还原率基本保持在  95%左 

右。LI和 LAWSON [13] 及 KRISSMANN等 [14] 的研究表 

明，SO2 还原  As(Ⅴ)的过程分两步进行：第一步是 
SO2 气体的溶解，第二步是 As(Ⅴ)与 SO2 的氧化还原 

反应。当 SO2 流量较大时，第二步为速度控制步骤。 

但是气流量较大，SO2 不能及时溶解，大量的  SO2 气 

体逸出会恶化实验条件并造成浪费，所以，在实验时 

宜采用较小的气流量并在通气结束后静置一段时间 

使溶液中的 SO2 与 As(Ⅴ)充分反应。适宜的 SO2 气体 

流量选择为  60  mL/min，此时  As(Ⅴ)的还原率为 
94.85%。 

图 4  SO2 气流量对 As(Ⅴ)还原率的影响 

Fig.  4  Influence  of  flow  rate  of  SO2  on  reduction  rate  of 

As(Ⅴ) 

2.4  反应温度对 As(Ⅴ)还原率的影响 

其他条件不变，当 SO2 流量为 60 mL/min 时，反 

应温度对 As(Ⅴ)还原率的影响如图 5所示。 

图 5  反应温度对 As(Ⅴ)还原率的影响 

Fig. 5  Influence of reaction temperature on reduction rate of 

As(Ⅴ) 

由图  5 可知：随着反应温度的升高，As(Ⅴ)的还 

原率升高，并在一定温度范围内基本保持不变；再继 

续升高温度，As(Ⅴ)的还原率有所下降。当初始硫酸 

浓度为 0.1 mol/L时，SO2 在溶液中达到溶解平衡时的 

浓度如表 2 [13] 所列。 

由表 2 中数据可知，SO2 的溶解度随着温度的升 

高而降低。升高温度有利于还原反应的进行，所以， 
As(Ⅴ)的还原率随着温度的升高而增大；当温度在 
45~75 ℃范围内变化时，反应速度增加，但 SO2 的溶 

解度降低，所以，As(Ⅴ)的还原率变化不大；当温度
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表 2  SO2 在硫酸溶液中的溶解度(硫酸初始浓度为 0.1 mol/L) [13] 

Table 2  Solubility of SO2 in sulfuric acid (Initial acid concentration 0.1 mol/L) [13] 

Solubility of SO2 
p(SO2)/Pa 

17℃  25℃  40℃  50℃  60℃  70℃ 

0.070  0.138  0.093  0.058  0.048  0.029  0.020 

0.105  0.200  0.144  0.084  0.062  0.045  0.035 

0.181  0.315  0.218  0.131  0.092  0.069  0.055 

0.466  0.739  0.506  0.310  0.228  0.175  0.133 

0.948  1.592  1.170  0.755  0.533  0.391  0.302 

继续升高时，SO2 的溶解度继续降低，溶液在相同通 

气时间下溶解的 SO2 减少，从而导致 As(Ⅴ)的还原率 

降低。 反应温度过低或过高都会使 As(Ⅴ)还原率降低， 

适宜的反应温度应选择在 45~75℃范围内，本实验以 

工厂中二段脱铜液的温度来进行实验选为  60 ℃，此 

时 As(Ⅴ)的还原率可达到 94.54%。 

2.5  硫酸浓度对 As(Ⅴ)还原率的影响 

其他条件不变， 当反应温度为 60℃时，硫酸溶液 

浓度对 As(Ⅴ)还原率的影响如图 6所示。 

图 6  硫酸浓度对 As(Ⅴ)还原率的影响 

Fig.  6  Influence  of  sulfuric  acid  concentration  on  reduction 

rate of As(Ⅴ) 

由图  6 可知：随着硫酸浓度的升高，As(Ⅴ)还原 

率降低。研究表明，在强酸性的溶液中 SO2 与 As(Ⅴ) 
发生反应时， 主要参与反应的形态为 H2SO3 和 − 

3 HSO  ， 

其反应式如下： 

H3AsO4+H2SO3=H2SO4+HAsO2+H2O  (2) 

H3AsO4+ − 
3 HSO  = − 

4 HSO  +HAsO2+H2O  (3) 

从式(2)和(3)可以看出， 溶液中参与反应的 As(Ⅴ) 

是  H3AsO4，当硫酸浓度过高时，H3AsO4 与溶液中的 
H + 发生离子化反应 [15] ： 

H3AsO4(aq)+H + (aq) + 
4 4 AsO H  (4) 

生成 + 
4 4 AsO H  ， + 

4 4 AsO H  的活泼性比 H3AsO4 低很多， 

抑制了反应的进行。当硫酸浓度从  153  g/L 升高到 
553  g/L时，As(Ⅴ)还原率从 92.09%降低至 15.88%。 

实验所用电积脱铜液的硫酸浓度为 253 g/L， 在此酸度 

下采用 SO2 还原，As(Ⅴ)的还原率可达 94.54%。 

从单因素实验结果可以得出 SO2 还原二段电积脱 

铜液中 As(Ⅴ)的适宜条件如下：每 300  mL 溶液在气 

流量为 60 mL/min 时需通气 90 min，通气结束后静置 
90 min，反应温度为 60 ℃，硫酸溶液浓度为 253 g/L， 

在此条件下，溶液中的 As(Ⅴ)还原率可达 94.54%。 

2.6  还原后二段脱铜液中砷的脱除 

取 1  L还原后的二段脱铜液置于玻璃烧杯中进行 

蒸发，蒸发一定体积后的溶液在  15 ℃下进行冷却结 

晶。蒸发前体积与结晶后体积比(V0:V1)对  As 脱除率 

的影响如图 7所示。 

图 7  V0:V1 对 As脱除率的影响 

Fig. 7  Influence of V0:V1 on removal rate of As
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由图 7 可知：As 的脱除率随着 V0:V1 的增大而增 

加，当  V0:V1 达到  3.5 时，溶液中硫酸浓度达到  900 
g/L，结晶后 As的脱除率达到 91.33%。图 8 [16] 所示为 
As2O3 在不同温度和不同硫酸溶液浓度下的溶解度曲 

线。从图  8 可以看出：As2O3 在硫酸溶液中的溶解度 

随硫酸浓度的变化比较复杂，在硫酸浓度为  900  g/L 
左右时达到一个较低值，在此条件下进行冷却结晶可 

以达到较好的脱砷效果，实验结果与图 8 所示结果一 

致。因此，在蒸发结晶脱砷时，适宜的  V0:V1 选择为 
3.5:1。 

图 8  不同温度下 As2O3 在硫酸溶液中溶解度曲线 [16] 

Fig. 8  Solubility  curves of As2O3  in sulfuric  acid solution at 

various temperatures [16] 

根据上述条件，取 3  L二段脱铜液进行实验室放 

大实验，采用  SO2 还原后蒸发浓缩，15 ℃时冷却结 

晶，过滤得滤液 0.86  L。净化前后溶液成分如表 3所 

列。对放大实验所得结晶产物进行  XRF 和  XRD 检 

测，检测结果分别如表 4和图 9所示。 

表 3  二段脱铜液净化前后成分 

Table  3  Compositions  of  second  stage  decopperizing 

electrolyte before and after purification 

Composition 
Concentration before 
purification/(g∙L −1 ) 

Concentration after 
purification/(g∙L −1 ) 

Cu  1.08  3.73 

As  12.41  3.83 

Sb  0.52  1.19 

Ni  10.46  35.57 

H2SO4  253.00  885.00 

从表 3 的结果计算可知：放大实验中二段脱铜液 

中 As 的脱除率为  91.15%，净化后的溶液中 Cu、As 

和  Sb 等含量较低，达到了很好的脱砷效果。净化后 

溶液中 Ni的浓度较高，经过冷冻结晶回收硫酸镍后， 

即可作为硫酸补充到铜电解液中去。 

从表 4和图 9 的检测结果分析得出：结晶产物的 

主要物相为 As2O3，其次为 CaSO4 和少量其他物质， 
Ni、Cu和 Sb的含量很低。 

表 4  结晶产物成分 

Table 4  Chemical  composition of  crystallized product (mass 

fraction, %) 

As  O  S  Ca  Mg  Ni 

48.2  32.4  10.47  4.195  2.84  0.421 5 

Si  Sb  Bi  Na  Fe  Cu 

0.408  0.292  0.218  0.215  0.166  0.066 2 

Al  Pb  Zn  K  Cr 

0.049  0.035  0.013 4  0.012  0.007 

图 9  结晶产物的 XRD谱 

Fig. 9  XRD pattern of crystallized product 

3  结论 

1) 采用 SO2 还原二段脱铜液，As(Ⅴ)的还原率随 

着通气时间和静置时间的延长而升高，随着反应温度 

和硫酸浓度的增加而降低。 
2) 采用 SO2 还原二段脱铜液中的 As(Ⅴ)， 二段脱 

铜液中  As(Ⅴ)浓度为  12.41  g/L、硫酸浓度为  253.00 

g/L，在 60 ℃时通入 SO2 气体 90  min 后静置反应 90 

min，As(Ⅴ)的还原率达到 94.54%。 
3) 还原后的二段脱铜液加热蒸发后在 15 ℃下进 

行冷却结晶，当蒸发前体积与结晶后体积比(V0:V1)为
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3.5:1 时，结晶后砷的脱除率达  91.33%，结晶产物主 

要为 As2O3。 
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